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控制石墨層數以達高效能光催化及表面增強拉曼

郭承冀、劉曉潔、張仁懷、陳軍互*

（中山大學化學系，無機奈米材料實驗室，台灣）
E-Mail: chenhu.chen@mail.nsysu.edu.tw

摘要：
由石墨烯與半導體所組成的複合材料有著優異的光學或電子傳遞特性，被廣泛研究用於增加電池效能、催化活性、感測等等。但由於許多實驗是以氧化石墨烯(GO)或經還原的氧化石墨烯(rGO)溶液作為石墨烯來源，無法精準掌握石墨烯層數與厚度，故較不易針對石墨烯對複合材料所貢獻的特性做有系統的探討。
因此我們藉由CVD製成來合成單層或多層石墨烯，並將其轉移至TiO2基板上，組成石墨烯-半導體混成基板 (Graphene-semiconductor hybrid panel, GHP)。將GHP用來催化光降解甲基藍的反應，如此一來便可觀察石墨烯層數與反應速率的關係。研究結果顯示，當石墨烯厚度為三層（3L）時光催化效率較1L、5L、7L都來的好。我們進一步利用光照在GHP表面生成金奈米粒子，用以探討層數與金粒子生成密度的關係，發現也會與石墨烯層數有著相對應的分佈密度，其中以3L石墨烯所得到的金奈米粒子分佈最密且粒徑大小均勻。此一現象也反映在r6G的表面增強拉曼光譜上，3L的金粒子-GHP其Enhance factors (EF)可達到108，其次為1L (107)和7L(106)。若將結果應用於製作表面增強拉曼之基板，則可有系統性的探討影響增強幅度的因素，並有效提升EF。
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